表一 ICP-MS檢測中常見多原子離子干擾

	多原子離子
	質量
	干擾元素

	NH+
	15
	

	OH+
	17
	

	OH2+
	18
	

	C2+
	24
	

	CN+
	26
	

	CO+
	28
	

	N2+
	28
	

	N2H+
	29
	

	NO+
	30
	

	NOH+
	31
	

	O2+
	32
	

	O2H+
	33
	

	36ArH+
	37
	

	38ArH+
	39
	

	40ArH+
	41
	

	CO2+
	44
	

	CO2H+
	45
	Sc

	ArC+,ArO+
	52
	Cr

	ArN+
	54
	Cr

	ArNH+
	55
	Mn

	ArO+
	56
	

	ArOH+
	57
	

	40Ar36Ar+
	76
	Se

	40Ar38Ar+
	78
	Se

	40Ar40Ar+
	80
	Se


表一 ICP-MS檢測中常見多原子離子干擾（續）

	多原子離子
	質量
	干擾元素

	Bromide
	
	

	
	81BrH+
	82
	Se

	
	79BrO+
	95
	Mo

	
	81BrO+
	97
	Mo

	
	81BrOH+
	98
	Mo

	
	81ArBr+
	121
	Sb

	Chloride
	
	

	
	35ClO+
	51
	V

	
	35ClOH+
	52
	Cr

	
	37ClO+
	53
	Cr

	
	37ClOH+
	54
	Cr

	
	Ar35Cl+
	75
	As

	
	Ar37Cl+
	77
	Se

	Sulphate
	
	

	
	32SO+
	48
	

	
	32SOH+
	49
	

	
	34SO+
	50
	V, Cr

	
	34SOH+
	51
	V

	
	SO2+,S2+
	64
	Zn

	
	Ar32S+
	72
	

	
	Ar34S+
	74
	

	Phosphate
	
	

	
	PO+
	47
	

	
	POH+
	48
	

	
	PO2+
	63
	Cu

	
	ArP+
	71
	

	Group I,II Metals
	
	

	
	ArNa+
	63
	Cu

	
	ArK+
	79
	

	
	ArCa+
	80
	

	Matrix Oxides
	
	

	
	TiO
	62-66
	Ni, Cu, Zn

	
	ZrO
	106-112
	Ag, Cd

	
	MoO
	108-116
	Cd


